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® Farbfilter 



Es werden grune und blaue Farbfilter beschrieben, die 
durch Bedampf en eines Substrats m'rt einem Phthalocyanin- 
pjgment und einem Iscindolinonpigment Anthrachinon- 
pigment oder Chinacridonpigment erhaltlich sind. 
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Patentansprilche 

1. Farbf liter, gekennzeichnet durch eine durch 
Bedampfen mit einem Phtalocyaninpigment und mit einem 
Isoindolinonpigment gebildete grttne Farbschicht. 

2. Farbf liter nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass es sich bei dem Phtalocyanin- 
pigment urn Bleiphthalocyanin handelt. 



3. Farbf liter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es sich beim Isoindolinonpigment 
urn eine Verbindung der Formel 



- R - 




HN 




handelt, in der R einen der folgenden Reste bedeutet: 



Red«<*«»tmfi«43 8000 M£ntft«n 60 Taltfon (069)683605/883604 T*Ux 3712313 Ttlvgromms Palantcontult 
Sonr»nb»rg*r Stroe* 43 6200 Wl»tfaa0*n TalafM (06121) 567943/561*98 Tilt 4186237 T+ltgramm* Pal.ntcontult 
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4. Farbfilter nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass die Ablagerung des Phtalocyanin- 
pigments und die Ablagerung des Isoindolinonpigments je- 
weils eine Dicke von 5 x 10~ 2 bis 1 ^um (500 bis 10 000 ft) 
aufweisen. 



5. Farbfilter nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass die Ablagerung des Phthalocyanin- 
pigments eine Dicke von 0,1 bis 0,4 jim (1000 bis 4000 ft) 
und die Ablagerung des Isoindolinonpigments eine Dicke 
von 0,1 bis 0,6 ^um (1000 bis 6000 ft) aufweisen. 
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Farbf liter, nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass die griine Farbschicht musterfSrmig 
durch Bedampfen eines ein Resistmuster tragenden Sub- 
strats mit einem Pthalocyaninpigment und einem Isoindoli- 
nonpigment und anschliessende Entfernung des Resist- 
musters gebildet worden 1st. 

Farbf liter nach Anspruch 6, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass das Resistmuster aus einem Resist 
vom Positivtyp gebildet worden ist. 

Farbfilter, gekennzeichnet durch eine durch 
Bedampfen mit einem Phthalocyaninpigment und einem An- 
thrachinonpigment gebildete griine Farbschicht. 

Farbfilter nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es sich beim Phthalocyaninpigment 
urn xnetallfreies Phthalocyanin handelt, 

Farbfilter nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es sich beim Pthalocyaninpigment 
urn Zinkpthalocyanln handelt. 

Farbfilter nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es sich beim Pthalocyaninpigment 
urn Bleiphthalocyanin handelt. 
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12. Farbfilter nach Anspruoh 8, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass es sich beim Anthrachinonpigment 
urn Verbindungen der folgenden Formeln handelt: 
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13. Farbf liter nach Anspruch 8, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass die Ablagerung des Phthalocyanin- 
pigments und die Ablagerung des Anthrachinonpigments 
Jewells eine Dicke von 5 x 10~ 2 bis 1 ^im (500 bis 10 000 $) 
auf weisen . 
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14. Farbfilter nach Anspruch 13,dadureh g e k e n n - 

zeichnet, dass die Ablagerung des Phthalocyanin- 
pigments eine Dicke von 0,1 bis 0,4 ^im (1000 bis 4000 $) 
und die Ablagerung des Anthrachinonpigments eine Dicke 
von 0,1 bis 0,6 (1000 bis 6000 $) aufweisen. 

15 • Farbfilter nach Anspruch 8 * dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass die griine Farbschicht muster- 
formig durch Bedampfung eines ein Resistmuster tragenden 
Substrats mit einem Phthalocyaninpigment und einem Anthra- 
chinonpigment und anschliessende Entfernung des Resist- 
musters gebildet worden ist. 

16- Farbfilter nach Anspruch 15, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass das Resistmuster aus einem Resist 
vom Positivtyp gebildet worden 1st* 

17. Farbfilter, gekennze ichnet durch eine 
durch Bedampfen mit einem Phthalocyaninpigment und einem 
Chiracridonpigment gebildete blaue Farbschicht. 

18. Farbfilter nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
n e t, dass es sich beim Phthalocyaninpigment urn Kupfer- 
phthalocyanin handelt. 

Farbfilter nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
net, dass es sich beim Phthalocyaninpigment um metall- 
freies Pthalocyanin handelt. 



19. 
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20. Farbf liter nach Anspruch 17, dadurch g e k e n n - 
zelchnet, dass es slch belm Phthalocyaninpigment 
urn Zinkphthalocyanin handelt. 

21 . Farbf liter nach Anspruch 17, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass es sich beim Phthalocyaninpigment 
urn Nickelphthalocyanin handelt* 

22. Farbf liter nach Anspruch 17* dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass es sich beim Chinacridonpigment 
um eine oder mehrere Verbindungen der folgenden Formeln 
handelt: 




23. Farbf liter nach Anspruch 17, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass die Ablagerung des Phthalocyanin- 
pigments und die Ablagerung des Chinacridonpigments je- 
weils eine Dicke von 5 x 10~ 2 bis 1 /um (500 bis 10 000 ft) 
aufweisen. 
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24. Farbfilter nach Anspruch 23, dadurch g e~ k e n n - 
zeichnet, dass die Ablagerung des Phthalocyanin- 
pigments eine Dicke von 0,1 bis 0,H (1000 bis 4000 X) 
und die Ablagerung des China cridonpigraents eine Dicke von 
0,1 bis 0,6 pm (1000 bis 6000 8) aufweisen. 

25. Farbfilter nach Anspruch 17, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass die blaue Farbschicht tnusterf ormig 
durch Bedarapfen eines ein Resistmuster tragenden Sub- 
strats mit einem Phthalocyaninpigment und einem Lhinacri- 
donpigment und anschliessende Entfernung des Resistmusters 
gebildet worden ist. 

26. Farbfilter nach Anspruch 25, dadurch g e k e. n n - 
zeichnet, dass das Resistmuster aus einem Resist 
vom Positivtyp gebildet worden ist. 

27. Verwendung eines Farbfilters nach einem der vor- 
stehenden Ansprtiche auf den Schirm einer Kathoden- 
strahlrOhre, auf dem lichtaufnehmenden Bereich einer 
Bildaufnahmeanordnung, ftlr einen auf engen Kontakt 
beruhenden Bildsensor, fttr eine Fltissigkristall- 
Anzeigevorrichtung oder ftir ein elektrophotographisches 
lichtempfindliches Bauelement. 
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Beschreibung 
Farbfilter 

Die Erfindung betrifft Farbfilter, insbesondere Farbauszug- 
Feinfilter fttr Farbbildaufnahmeanordnungen, Farbsensoren, 
Farbanzeigevorrichtungen und dergl. 

In bezug auf Farbfilter sind gefSrbte Farbfilter bekannt, die 
hergestellt werden, indem man Substrate (Grundplatten ) mit 
Beizschiehten, die eine hydrophile, makromolekulare Verbin- 
dung, wie Gelatine, Casein, Leim Oder Poly-(vinylalkohol ) , 
enthalten, beschichtet und die Beizschicht mit einem Farb- 
stoff fSrbt. FQr diese FSrbung stehen verschiedenartige Farb- 
stoffe zur VerfUgung. Daher ist es relativ einfach, bei einem 
derartigen ESrbeverf ahren die speziellen Bedtirfnisse in bezug 
auf die spektralen Eigenschaf ten von Farbfiltern zu befrie- 
digen. Jedoch sind derartige Filter insofern nachtellig, als 
die FSrbung nach einem schwierig zu beherrschenden Nassver- 
f ahren durchgeftihrt werden muss, bei dem das Material in ein 
durch AuflSsen eines Farbstoffs hergestelltes Ffirbebad ein- 
getaucht wird. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass 
ein komplizierter Arbeitsgang zur Bildung einer Zwischen- 
schicht erforderlich ist, um eine Verunreinigung der Beiz- 
schicht mit anderen Farbstoffen zu verhindern, was eine 
Ertragsminderung zur Folge ha ben wttrde. Ferner ist eine 
Anwendung derartiger Filter schwierig, wenn eine WSrmebe- 
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handlung erf orderlich 1st, da die maximal zulassige Tempera- 
tur relativ nieder liegt und etwa 150 bis 160°C betragt. 

Ferner sind Farbfilter bekannt, die Farbschichten aufweisen, 
die aus Farbstoffen oder Pigmenten durch Bedampf ungsverf ahren 
(Dampfphasenablagerung) , wie Vakuumbedampfung (vgl. JA-OS 
146 406/80 und dergl.) gebildet worden sind. Beim Bedampf ungs 
verfahren kann die Farbschicht aus dem farbgebenden Mittel 
allein hergestellt werden. Diese Schicht kann somit im Ver- 
gleich zum Far be verfahren dttnner sein. Die Herstellungsweise 
ist leicht zu kontrollieren, da es sich um ein nicht-wassri- 
ges Verfahren handelt. Ausserdem haben derartige Filter den 
Vorteil einer hohen WSrmebestandigkeit . Jedoch haben der- 
artige Farbfilter keine weite Verbreitung gefunden, da die 
Auswahl von fur das Bedampf ungsverf ahren geeigneten farb- 
gebenden Mitteln nicht einfach ist. 

Farbgebende Mittel fUr Farbfilter mttssen folgende Eigen- 
schaften aufweisen: Erstens mtissen die farbgebenden Mittel 
fttr Farbfilter geeignete spektrale Eigenschaf ten aufweisen. 
Zweitens mttssen farbgebende Mittel fttr Farbfilter fur das 
Filterherstellungsverf ahren geeignet sein. Selbst in bezug 
auf ihre spektralen Eigenschaften ttberlegene farbgebende 
Mittel, denen es an ausreiehender StabilitSt fttr die Filter- 
herstellung mangelt Oder die einer speziellen Behandlungs- 
stufe bedurfen und somit zu einer Verringerung der Produk- 
tionsausbeute fuhren, sind letzten Endes fttr Farbfilter 
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ungeeignet. Inf olgedessen sind fur Farbfilter solche farb- 
gebende Mittel auszuwShlen, die sioh sowohl in bezug auf die 
spektralen Eigenschaf ten als auch auf die Eignung ftir die 
Filterherstellung als wohl ausgewogen erweisen. 

Insbesondere beim Bedampf ungsverfahren gibt es in bezug auf 
die farbgebenden Mittel far die Filterherstellung starke 
Einschrankungen insofern, als das farbgebende Mittel eine 
hohe Warmebestfindigkeit aufweisen soil, leicht verdampfbar 
sein soli und bestfindig gegen die LSsungsmittelbehandlung 
in der photolithographischen Stufe sein soil, Aus diesem 
Grund haben Farbfilter vom Bedampfungstyp keine weite Ver- 
breitung gefunden, obgleich das Bedampf ungsverfahren ver- 
schiedene Vorteile gegentiber dem Farbeverf ahren bietet. 

Zu den Eigenschaf ten , die bei farbgebenden Mitteln fUr die 
Herstellung von Filtern vom Bedampfungstyp erforderlich sind, 
gehSren die FShigkeit zur Abscheidung aus der Dampf phase, 
BestSndigkeit gegen LiSsungsmittel und WSrmebehandlung bei 
der photolithographischen Stufe unter Verwendung eines Photo- 
resists nach der Abscheidung aus der Dampfphase und ausge- 
wogene spektrale Filtereigenschaf ten. Phthalocyaninpigmente 
sind Beispiele fUr farbgebende Mittel, die sich in bezug auf 
die vorstehenden Eigenschaf ten als relativ zuf riedenstellend 
erweisen. Phthalocyaninpigmente erweisen sich als gttnstig 
in bezug auf die Abscheidbarkeit aus der Dampfphase und 
in bezug auf die LSsungsmittelbestSndigkeit t da der GerUst- 
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phthalocyaninring sowohl chemisch als auch thermisch aus- 
reichend stabil ist. In bezug auf die spektralen Eigen- 
schaf ten sind die Phthalocyaninpigmente jedoch unter blau 
bis griin einzustufen und viele von ihnen weisen eine blaue 
Oder Cyanffirbung auf. Obgleich sie in einigen Fallen je nach 
dem zentralen Metallatom oder den Substituenten eine nahezu 
grtine FSrbung auf weisen, besitzen diese Pigmente in den mei- 
sten Fallen Farben, die mehr zur blauen Seite hin liegen. 
Bei strenger Bewertung erweist sich keines der farbgebenden 
Mittel auf Phthalocyninbasis als zuf riedenstellend zur Be- 
reitstellung einer echten grunen oder echten blauen Farbe. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Farbfilter vom Be- 
dampfungstyp bereitzustellen, bei dessem farbgebenden Be- 
standteil die ausgezeichnete Abscheidbarkeit aus der Dampf- 
phase und die LSsungsmittelbestandigkeit von Phthalocyaninen 
voll ausgenfltzt wird, wobei dieser f arbgebende Bestandteil mit 
den erwtlnschten spektralen Eigenschaf ten ausgestattet ist. 
Ferner sollen die Farbfilter mdglichst wenig herstellungs- 
bedingte Beeintrachtigungen erleiden. 

Ein Farbfilter der Erfindung ist dadurch charakterisiert , 
dass er eine durch Bedampfen mit einem Phthalocyaninpigtnent 
und mit einem Isoindolinonpigment gebildete grQne Farb- 
schicht (f arbgebende Schicht) aufweist. 

Ein weiterer Farbfilter der Erfindung ist dadurch charakteri 
siert, dass er eine durch Bedampfung mit einem Phthalocyanin 
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pigment und einem Anthrachinonpigment gebildete griine Farb- 
schicht aufweist. 

Ein weiterer Farbfilter der Erfindung 1st dadurch charakte- 
risiert, dass er eine durch Bedampfen mit einem Phthalocya- 
ninpigment und einem Chinacridonpigment gebildete blaue 
Farbschicht aufweist. 

Somit wird erf indungsgemSss eine gefSrbte Schicht mit (iber- 
legenen spektralen GrQneigenschaf ten gebildet, indem man 
ein Isoindolinon- oder Anthrachinonpigment zusammen mit ei- 
nem Pthalocyaninpigment verwendet, urn die blauen Komponenten 
des Phthalocyaninpigmentspektrums zu entfernen. 

Ferner wird erf indungsgemSss eine gefSrbte Schicht mit tiber- 
legenen spektralen Blaueigenschaf ten gebildet, indem man 
ein Chinacridonpigment zusammen mit einem Phthalocyanin- 
pigment verwendet, urn die grflnen Komponenten des Phthalo- 
cyaninpigmentspektrums zu entfernen. 

Die Erfindung betrif f t auch die Verwendung solcher Farb- 
filter bei den in dera Anspruch 27 angegebenen GerSten. 

Die Figuren 1 bis 6 erlSutern die einzelnen Stufen bei der 
Herstellung von Farbfiltern gemSss der Erfindung. 



Fig. 1 zeigt die Stufe der Bildung eines Resistmusters. 
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Fig, 2 zeigt die Belichtungsstuf e . 

Fig. 3 zeigt die Stufe der Bildung einer Farbschicht. 

Fig. *1 zeigt die Stufe der Bildung eines Musters auf der 
Farbschicht, 

Fig. 5 zeigt ein Beispiel fttr eine erf indungsgemass gebil- 
dete Dreifarbenschicht. 



Fig. 6 zeigt die Stufe der Bildung einer Schutzschicht . 

Fig. 7 zeigt Lichttransmissionskurven eines Far bf liters 
mit einem Gehalt an einem Phthalocyaninpigment und einem 
Isoindolinonpigment . 

Fig. 8 zeigt Lichtttansmissionskurven eines Farbf liters mit 
einem Gehalt an einem Phthalocyaninpigment und einem Anthra- 
chinonpigment . 

Fig. 9 zeigt Lichttransmissionskurven eines Farbf liters mit 
einem Phthalocyaninpigment und einem Chinacridonpigment . 

Bei den erf indungsgemSss zur Farbkorrektur eines Phthalo- 
cyaninpigments verwendeten farbgebenden Mitteln soli es 
sich um ein gelbes oder Magentapigment handeln, das einen 
steilen Anstieg der Lichtabsorptionskurve aufweist. Ferner 
soil das zur Farbkorrektur verwendete farbgebende Mittel in 
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bezug auf die Abscheidbarkeit aus der Dampfphase und die 
LSsungsmittelbestSndigkeit mit den Phthalocyaninp'igmenten 
vergleichbar sein, da es beim Verfahren zur Filterherstellung 
einer Abscheidung aus der Dampfphase und einer Losungsmittel- 
behandlung unterworfen wird. Die erf indungsgemSss verwendeten 
gel ben Pigmente der Isoindolinonf amilie Oder der Anthrachi- 
nonfamilie und die Magentapigmente der Chinacridonf amilie 
erweisen sich in bezug auf sSmtliche vorerwShnten Eigen- 
schaften als zufriedenstellend • Jedes dieser Pigmente kann 
in Verbindung mit einem Phthalocyaninpigment zu einer liber- 
legenen gran- Oder blaugefSrbten Schicht vom Bedampfungstyp 
ftihren. 

Die erfindungsgemfiss verwendeten gelben Isoindolinonpigmente 
weisen eine ein Heteroatom enthaltende aromatische, konden- 
sierte, polycyclische Struktur auf, die sich grundlegend- 
durch folgende Formel wiedergeben ISBt: 




tionen 4, 5, 6 und 7 nicht durch Chlor substituiert sind f 
konnen erfindungsgemSss verwendet werden, obgleich die durch 
Chlor substituierten Typen im Hinblick auf die LichtbestMn- 
digkeit und L6sungsmittelbestandigkeit bevorzugt sind. 
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Die Farben der durch die vorstehende Formel wiedergegebenen 
Isoindolinonverbindungen reichen von gelb (iber orange bis 
rotbraun, je nach der Struktur von R (organischer zweiwer ti- 
ger Rest) in der obigen Formel. Unter diesen Verbindungen 
sind gelbe Pigmente in bezug auf Farbreichtum und Scharfe 
des Spektrums Uberlegen. 

Isoindolinonpigmente, deren aromatisehe, kondensierte, poly- 
cyolische Geruststruktur sehr wSrmebestSndig ist, lassen 
sieh leicht durch ErwSrmen ohne Zersetzung verdampfen. So- 
mit eignen sich diese Pigmente besonders gut zur Bildung 
von Pigmentschiehten durch Abscheidung ausder Dampf phase, 
d . h . Bedampf ung . 

Spezielle Beispiele fur. erf indungsgemMss verwendete Iso- 
indolinonpigmente sind nachstehend unter Angabe des Rests R 
der vorstehenden Formel aufgeftihrt. 

Ci 

ch 3 ct, . 




CH, OCH 
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Jedoch 1st die Erf indung nicht auf diese Beispiele be- 
schrSnkt. Nachstehend sind Beispiele ftir handelsiibliche 
Indolinonpigtnente (fUr Farbf liter) aufgeftlhrt: 
Irgazin Yellow 2 GLT, 2GLTE und 2GLTM (Ciba-Geigy Corp.) 
Lionogen Yellow 3GX (Toyo Ink Co., Ltd.) 

Fastgen Super Yellow GR f GRO und GROH (Dainippon Ink and 
Chemicals, Inc.) 

Irgazin Yellow 2RLT, 3RLT und 3RLTM (Ciba-Geigy Corp.) 
Lionogen Yellow RX(Toyo Ink Co., Ltd.) 
Lithol Fast Yellow 1840 (BASF AG) 

Kayaset Yellow E-2RL und E-3RL 176 (Nihon Kayaku Co., Ltd.) 
Chromophthal Orange 2G (Ciba-Geigy Corp.) 
Irgazin Red 2BLT (Ciba-Geigy Corp . ) 

Unter Anthrachinonpigmenten sind erf indungsgemSss Anthra- 
chinonderivate und analoge polycyclische Chinone zu ver- 
stehen. Diese Pigmente sind thermisch stabil, werden bei 
hohen Temperaturen nicht zersetzt, verdampfen leicbt ober- 
halb von vorbestimmten Temperaturen und eignen sich daher 
sehr gut zur Bildung von Pigmentschichten durch Bedampfung. 
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Typische Beispiele fur erfindungsgemass verwendete gelbe 
Anthrachinonpigmente sind nachstehend unter Bezugnahme auf 
Strukturf ormeln angegeben. 
OH. • 



O NHCO-<> N N 




COHN Q 
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O NHOC CONH O 

ccJ6 660 



, hO 



» 1 



c-COHN 




NHCO 




aio<oc>ajo 



6DOCID: <DE 35091 88A1 J_> 



3509198 



- 33 - 




0 NHOC-COHN O 




-o 



O NHOC-^^-COHN O 
Q-COHN O 0 NHOC^_) 



35091 93" 



22 
- a* - 





HHOC-Q-C* O-COHN 



C£ 



3509198 




Die erf indungsgemass verwendeten Pigmente sind jedoch nicht 
auf die vorstehenden Beispiele beschrfinkt. 

Beispiele fUr handelstibliehe Anthrachinonpigmente (Waren- 
bezeichnungen) ftir Farbfilter sind: 
Chromophthal Yellow A2R (Ciba-Geigy Corp.) 

C.I. Nr. 70600 
Helio Fast Yellow E3R (Bayer AG) 
Paliogen Fast Yellow A2R (Bayer AG ) 

C.I. Nr. 68420 
Kayaset Yellow E-R (Nihon Kayaku Co., Ltd.) 

C.I. Nr. 65049 
Chromophthal Yellow AGR (Ciba-Geigy Corp.) 
Bayplast Yellow E2G (Bayer AG) 

Nihonthrene Yellow GCN (Sumitomo Chem. Ind. Co., Ltd.) 

C.I. Nr. 67300 
Mikethrene Yellow GK (Mitsui Toatsu Chemicals Inc.) 

C.I. Nr. 61725 
Indanthrene Printing Yellow G0K (Hoechst AG) 

C.I. Nr. 59100 
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Anthrazol Yellow V (Hoechst AG) 
C.I. Nr. 60531 

Mikethrene Soluble Yellow 12G (Mitsui-Toatsu Chemicals, Inc.) 

C.I. Nr. 60605 
Mikethrene Yellow GF (Mitsui-Toatsu Chemicals Inc.) 

C.I. Nr. 66510 

Nihonthrene Yellow GCF (Sumitomo Chem. Ind. Co., Ltd.) 

C.I. Nr. 65430 
Indanthrene Yellow 3G (Bayer AG) 

C.I. Nr. 65405 
Nihonthrene Yellow 4GL (Sumitomo Chem. Ind. Co., Ltd.) 
Indanthrene Yellow 5GK (Bayer AG) 

C.I. Nr. 65410 
Palanthrene Yellow PGA (BASF AG) 

C.I. Nr. 68400 
Cibanon Yellow 2G (Ciba-Geigy Corp.) 
Indanthrene Yellow F2GC (Hoechst AG) 
Anthrazol Yellow IGG (Hoechst AG) 
Indanthrene Yellow 5GF (BASF AG) 

Mikethrene Yellow 3GL (Mitsui-Toatsu Chemicals Inc.) 

Indanthrene Yellow LGF (BASF AG) 

Monolite. Yellow FR (ICI Co., Ltd.) 

Kayaset Yellow E-AR (Nikon Kayaku Co., Ltd.) 

Die erfindungsgemass verwendeten Chinacridonpigmente weisen 
eine Geriiststruktur entsprechend der folgenden Formel auf: 



iSOOCID. <DE 3509198A1_L> 




4SOOCID: <DE 3509188A1 J_> 



— -2C - - . . - : - 

3509198 ^ _ 

Es konnen auch Gemische dieser Pigmente verwendet werden. 
Im Spektrum von alien diesen Pigmenten wird auf der blauen 
Seite ein Transmissionsanstieg f estgestellt . Demzufolge 
eignen sich diese Pigmente zur Entfernung bzw. Ausblendung 
der grunen Farbkomponenten im Spektrum von Phthalocyaninpig- 
menten. 

Ferner sind Chinacridonpigmente sehr stabil gegen WSrme- 
einwirkung und durch Erwarmen Uber vorbestimmte Tempera- 
turen ohne Zersetzung leicht verdampfbar, so dass sie sich 
zur Herstellung von Pigmentschichten durch Bedampfen sehr 
gut eignen. 

Beispiele ftlr erf indungsgemass verwendete Chinacridonpig- 
mente sind nachstehend zusammengestellt : 
Lionogen Magenta R (Toyo Ink Co., Ltd.) 

Fastgen Super Magenta R und RS (Dainippon Ink and Chemicals 
Inc. ) 

Cinquasia Red BRT und YRT (Du Pont de Nemours, E.I. & Co.) 
Cinquasia Violet BRT (Du Pont de Nemours, E.I. & Co.). 
Durch Bedampfen hergestellte Isoindolinonschichten, Anthra- 
chinonschichten und Chinacridonschichten sind nicht so kOr- 
nig, wie dies hSufig bei anderen organischen Schlchten 
f estgestellt wird, sondern weisen eine sehr feine Struktur 
auf. Sie haften stark an OberflSchen von anorganischen Ma- 
terialien, wie Glas, und ftihren somit nach dem Bedampfen zu 
Schichten mit sehr guten physikalischen Eigenschaften. 
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Diese durch Bedampfen hergestellten Schichten besitzen an- 
dererseits eine hohe BestSndigkeit gegen organische LSsungs- 
mittel. Dies bedeutet, dass diese Schichten nattirlich in 
schlecht 16senden LOsungsmitteln, wie Alkoholen, unlSslich 
sind und in gut 15senden LBsungsmitteln, wie Ketonen, Estern, 
Xtheralkoholen und halogenierten Kohlenwasserstof f en, wenig 
ISslich sind. Die Liisungsmittel verursachen keine VerSnde- 
rungen der spektralen Eigenschaf ten dieser Schichten. Demzu- 
folge entstehen keine Schwierigkeiten durch die Resistauf- 
bringung auf die Pigmentschlcht Oder durch die Entwicklung 
des aufgebrachten Resists. Somit ISsst sich die Pigment- 
schicht fflr Feinverarbeitungen leicht bearbeiten und eignet 
sich gut ftir feine Farbfilter. 

Typische Beispiele fllr erf indungsgemSss verwendete Phthalo- 
cyaninpigmente sind metallf reies Phthalocyanin und metall- 
haltige Phthalocyanine, unter Einschluss von Kupfer-, Be- 
ryllium-, Magnesium-, Zink-, Titan-, Zinn-, Blei-, Vanadium-,- 
Chrom-, MolybdSn-, Mangan-, Eisen-, Kobalt-, Nickel-, Palla- 
dium- und Platinphthalocyaninen. 

Zur Bildung von grtingefSrbten Schichten durch Kombination 
mit einem Isoindolinonpigment 1st es wtinschenswert f ein 
Phthalocyanin zu verwenden, das eine hShere Transmission 
ftir Lichtwellen auf der grtinen Seite besitzt. Beispiels- 
welse ist Bleiphthalocyanin besonders geeignet. 

Die grtingefSrbten Schichten werden im allgemeinen durch 
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Abscheidung aus der Dampfphase eines Phthalocyaninpigments 
und anschliessend eines Isoindolinon- oder Anthrachinon- 
pigments gebildet, obgleich auch eine gleichzeitige Abschei- 
dung der beiden Pigmente aus der Dampfphase durchgeftihrt wer 
den kann. 

Die Dicke oder das Gewicht der Ablagerung der jeweiligen 
Pigmente wird gemSss den gewunschten spektralen Eigen- 
schaften kontrolliert . 

Im allgemeinen liegt die Dieke der Phthalocyaninpigments 
schicht und die Dicke der Isoindolinon- oder Anthrachinon- 
pigmentschicht vorzugsweise jeweils im Bereich von 5 x 10~ 2 
bis 1 ^in (500 bis 10 000 S). Insbesondere betrSgt die Dicke 
der Phthalocyaninschicht 0,1 bis 0,4 ^m (1000 bis 4000 $) 
und die Dicke der Isoindolinonschicht und die der Anthra- 
chinonpigmentschicht jeweils 0,1 bis 0,6 ^m (1000 bis 6000 $) 

Wie vorstehend erwShnt, kann auch eine blaugefSrbte Schicht 
durch aufeinanderfolgende oder gleichzeitige Bedampfung 
mit einem Phthalocyaninpigment und einem Chinacridonpigment 
hergestellt werden. Die bevorzugte Dicke fOr die Phthalo- 
cyaninschicht und far die Chinacridonschicht betrSgt jeweils 
5 x 10" bis 1 jxm (500 bis 10 000 8). Insbesondere betragt 
die Dicke der Phthalocyaninschicht 0,1 bis 0,Hjw (1000 bis 
4000 8) und die der Chinacridonschicht 0,1 bis 0,6^ (1000 
bis 6000 8). 

Nachstehend wird das Verfahren zur Herstellung von Mustern 
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von Pigmentschichten erlfiutert. Zu den Bemusterungstechniken 
fUr durch Dampf abscheidung hergestellte Pigmentschichten ge- 
hdren die Trockenfitztechnik und die Abhebetechnik (Lift-off - 
Technik)* Die erstgenannte Technik umfasst die Bildung eines 
Resistmusters auf einer Pigmentschicht und anschliessendes 
PlasmaStzen oder Ionen&tzen unter Verwendung des Resist- 
musters als Maske zur Bildung eines Pigmentmusters (vgl. JA-OS 
311961/83 und dergl.). GemMss dieser Technik ist eine Bildung 
von Zwischenschichten nicht nStig, wobei die Resistmaske un- 
verSndert auf dem .Pigmentmuster verbleibt. Da die Resist- 
maske nur sehr schwer ohne Beschadigung der Pigmentschicht 
zu entfernen ist f erhSlt man schliesslich einen zweischich- 
tigen Aufbau, der aus der Pigmentschicht und der darauf auf- 
gebrachten, fflr optische Zwecke nicht erf orderlichen Resist- 
maske besteht. 

Die Abhebetechnik umfasst die Bildung eines Musters aus einem 
spSter weglOsbaren Material , d.h. hauptsSchlich aus einem 
Resist, auf einer Grundplatte und die Bildung einer Pig- 
mentschicht auf dem Resistmuster durch Bedampfen, sowie das 
anschliessende WeglOsen oder Abheben des Resistmusters, wo- 
bei die auf der Pigmentschicht liegenden Bereiche physi- 
kalisch entfernt werden kOnnen, ohne dass es zu einer di- 
rekten Einwirkung auf die Pigmentschicht kommt. 

Bei der Abhebetechnik kSnnen Resists vom negativen oder 
positiven Typ verwendet werden, vorausgesetzt , dass der 
Resist spSter weglBsbar 1st. Jedoch werden Resists vom 
Negativtyp durch Strahlenbelastung beschleunigt vernetzt, 
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so dass fur das Weglosen ein starkes Losungsmittel erforder- 
lich wird. Infolgedessen sind Resists vom Negativtyp nicht 
bevorzugt, da durch die Verwendung des starken LSsungsmittels 
die Gefahr der Beschadigung oder AblSsung der Pigmentschicht 
besteht. 

Diesbezttglich eignen sich Resists vom Positivtyp besonders 
fUr die Abhebeteehnik, da das gebildete Resistmuster auf 
der gesamten belichteten OberflSche loslich wird und somit 
ein gegenuber dem Pigment inerteres LSsungsmittel gewahlt 
werden kann, als dies im Fall eines Resists vom Negativtyp 
mSglich ist. FQr Resists vom Positivtyp werden verschieden- 
artige Harze verwendet. FUr die Aufbringung des ResistUber- 
zugs und far dessen Entwicklung werden verschiedene LSsungs- 
mittel verwendet. Somit ist es wttnschenswert , einen Resist 
vom Positivtyp zu wahlen, der die Verwendung eines gegen- 
Uber dem Pigment weniger aktiven Losungsmittels erlaubt. 
Als besonders gUnstiges Beispiel far einen Resist vom Po- 
sitivtyp kann ein Resist genannt werden, der hauptsachlich 
aus einem fluorhaltigen Methacrylatharz der nachstehend an- 
gegebenen Formel besteht. Derartige Resists sind selbst- 
verstandlich in stark losenden LSsungsmitteln mit hohem 
LosungsvermSgen, wie Estern, aromatischen Verbindungen und 
hal ogeni er t en Kohlenwasser s t of f en , 
aber auch in schlecht lSsenden 

LSsungsmitteln, wie Alkoholen, loslich. Demzufolge konnen 
Losungsmittel verwendet werden, die die Pigmentschicht we- 
niger beeintrachtigen. 
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Derartige Resists, wie FPM210, PBM110 und FBM210 (Handels- 
produkte der Daikin Industries, Ltd), sind im Handel erhMltlich. 

CH 3 

4 CH r <= — y 

c = o 
I 

o 

R 3 

In dieser Formel bedeuten R 1 und Rg Wasserstoff Oder Alkyl 
und Rj Alkyl mit mindestens einem mit Jewells einem Kohlen- 
s toff atom verkntlpf ten Fluoratom. Typische Beispiele ftir 
Harze der vorstehenden Formel slnd nachstejiend unter Defi- 
nition der Reste R 1 , R~ und R- angegeben. 
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Weitere Beispiele fur handelsQbliche Resists dieser Art sind 
nachstehend aufgeftihrt: 

AZ Reihe: 111, 119A, 120, 340, 135 OD, 1350J, 1370, 1375, 
1450, 1450J, 1470, 1475, 2400, 2415, 2430 (Shipley Co.) 
Waycoat Positive LSI Resist: 195, 295, 395 
Waycoat HPR Positive Resist: 104, 106 

(Die vorstehenden fUnf Typen sind Handelsprodukte der Hunt Co.) 

Kodak Micro Positive Resist (Eastman Kodak Co.) 

Isofine Positive Resist (Micro Image Technology Co.) 

PC 129, 129SF (Polychrome Co.) 

OFPR II 77, 78, 800 

OEBR 1000, 1010, 1630 

0DUR 1000, 1001, 1010, 1013, 1014 

(Die vorstehenden elf Sorten sind Produkte der Tokyo Oka K.K. ) 

EBR 1, 9 (Tor ay Industries, Inc.) 

FMR E 100, E 101, (Fuji Yakuhin Kogyo Co., Ltd.). 

Nach Bildung eines Musters einer gefarbten Schicht durch den 
vorstehenden Bemusterungsvorgang wird vorzugsweise auf der 
gefarbten Schicht eine Schutzschicht ausgebildet. Diese 
Schutzschicht dient zum Schutz der gefarbten Schicht ge- 
gen Staub, Risse und andere Defekte oder unerwunschte Ein- 
wirkungen unter verschiedenen Umweltbedingungen. 

Zur Bildung der Schutzschicht konnen verschiedene, allgemein 
bekannte Methoden angewandt werden. Sie kann aus organischen 
Harzen, z.B. Polyurethan, Polycarbonat , Siliconharz, Acryl- 
harz und Poly-p-xylylen, oder aus anorganischen Materialien, 
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z.B. Si^N^, Si0 2 , SiO, Al^O^ und Ta 2 0^, nach verschiedenen 
Beschichtungsverfahren, wie Sehleuderbeschichtung, Tauchbe- 
schichtung, Walzenbeschichtung und dergleichen oder durch 
Dampfabscheidungsverfahren, aufgebracht werden. Verschie- 
dene lichtempf indliche Harze kfinnen ebenfalls in Form von 
verschiedenen Resists verwendet werden. 

Es bestehen keine speziellen BeschrSnkungen in bezug auf 
das erfindungsgemSss verwendete Substrat, sofern es zur 
beabsichtigten Bedampfung geeignet 1st. Beispielsweise 
k6nnen Glasplatten, optische Harzplatten und Pilme aus 
Harzen, wie Gelatine, Poly-(vinylalkohol ) , HydroxySthyl- 
cellulose f Poly- (methylmethacryla t ) , Polyester , Butyr al- 
harz und Polyamid, verwendet werden. Bin Muster der gefSrb- 
ten Schicht kann in integrierter Form zusammen mit einem 
mechanischen Teil, auf der die gefSrbte Sohicht als Farb- 
filter aufgebracht werden soli, hergestellt werden. Bei- 
spiele ftir derartige mechanische Teile, die als Substrate 
dienen, sind Schlrme von Kathodenstrahlrohren, lichtauf- 
nehmende Bereiche von Bildauf nahmer5hren, Wafers, auf denen 
eine Festphasen-Bildauf nahmeanordnung, wie CCD, BBD oder 
CID, gebildet wird, Anzeigetaf eln mit auf engem Kontakt 
beruhenden Bildsensoren , Flilssigkristall-Anzeigevorrich- 
tungen mit dtinnen Halbleiterschichten und farbelektrophotogra- 
phische, lichtempf indliche Bauteile. 

1st es erf orderlich, die Haftung der aufgedampf ten Pigment- 
schicht auf einem Substrat, z.B. auf einer Glasplatte , zu erhShen, 
so erweist sich die Beschichtung des Substrats mit einer 
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dunnen Schicht eines Polyurethanharzes , Polycarbonatharzes , 
Silankupplungsmittels oder dergl. vor der Bedampfung als 
wirksam. 

Nachstehend wird unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 6 
ein typisches erf indungsgemasses Bemusterungsverf ahren er- 
lautert. 

Zun&chst wird eine Resistmasse vom Positivtyp auf ein vorge- 
sehenes Substrat unter Verwendung einer Schleuderbeschich- 
tungsvorrichtung aufgebracht. Nach dem Trocknen wird der 
tiberzug bei einer geeigneten Temperatur vorgebrannt. An- 
schliessend wird der Resistdberzug mit einem vorgesehenen 
Muster an Licht oder gegenUber dem Resist aktiven Elektronen- 
strahl belichtet und entwickelt. Ggf. wird der ResistUber- 
zug vor der Entwicklung einer Vorbehandlung zum Abbau von 
bestehenden Spannungen und /oder nach der Entwicklung einer 
Spiilbehandlung zur Verhinderung einer Quellung des Uberzugs 
unterzogen. 

Wenn die belichteten Bereiche des ResistUberzugs durch die 
Entwicklung nicht vollstandig entfernt werden, d.h., dass 
ein sog. Schaum (scum) verbleibt, wird dieser Schaum durch 
das Plasmaveraschungsverf ahren entfernt. 

Somit wird, wie in Fig. 1 gezeigt, ein Resistmuster 2 ge- 
mfiss dem vorstehenden Verfahren auf dem Substrat 1 ausge- 
bildet. Anschliessend wird der gesamte Bereich des Resist- 
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musters mit Licht oder Elektronenstrahlen, die gegeniiber 
dem Resist aktiv sind, bestrahlt, wie in Fig. 2 gezeigt 
ist. Diese Bestrahlung dient zur Hauptkettenspaltung oder 
-Zersetzung des Resists, urn die spStere Entfernung des 
Resistmusters durch Weglosen zu erleichtern. Eine derar- 
tige Bestrahlung kann auch unterbleiben. Sofern sie unter- 
bleibt, ist jedoch ein stSrkeres LSsungsmittel fllr die Ab- 
lbsung erforderlich. 

Anschliessend wird, wie in Fig. 3 gezeigt, eine Pigment- 
schicht auf den Resistmusterbereichen des Substrats durch 
anschliessende oder gleichzeitige Bedampfung mit einem 
Phthalocyaninpigment und einem Isoindolinonpigment , Anthra- 
chinonpigment oder Chinacridonpigment ausgebildet. Die Dicke 
der Pigmentschicht wird je naeh den gewUnschten spektralen 
Eigenschaften gewShlt und liegt im allgemeinen im Bereich 
von 5 x 10~ 2 bis 1 ^um (500 bis 10 000 %), wie vorstehend 
erwahnt . 

Anschliessend wird zur Entfernung des Resistmusters unter 
der Pigmentschicht das erhaltene Material in ein Losungs- 
mittel getaucht, das die Pigmente weder I6st noch deren 
spektrale Eigenschaften beeintrachtigt, das aber dazu in 
der Lage ist, das Resistmuster vom Substrat wegzulSsen oder 
abzuschaien. 

Die Entfernung des Resistmusters verursacht die gleichzeiti- 
ge Entfernung der dartlberliegenden Bereiche der Pigment- 
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schicht. Um diesen Vorgang zu fordern, hat es sich als wirk- 
sam erwiesen, wahrend des Eintauchvorgangs Ultraschallener- 
gie zuzufuhren. 

Somit wird, wie in Fig* 4 gezeigt, ein Muster der geffirbten 
Schicht ausgebildet. Wenn auf dem gleichen Substrat andere 
Farbschichten gebildet werden sollen, kann dies durch 
Wiederholung unter entsprechender Verschiebung der Resist- 
musterstellung erreicht werden. Wenn man das vorstehende 
Verfahren so oft wiederholt, wie es der Anzahl der erfor- 
derlichen unterschiedlichen Farben entspricht, so erhSlt 
man einen Farbfilter, der beispielsweise drei Pigmentschicht- 
muster 5 und 6 mit unterschiedlichen Farben aufweist, 
wie in Fig. 5 gezeigt ist. 

Schliesslich wird eine Schutzschicht 7 auf den Mustern der 
Pigmentschichten durch Aufbringen eines geeigneten Harzes 
gebildet (Fig. 6). 

Nachstehend wird die Erfindung anhand von Beispielen nSher 
erlSutert. 

Beispiel 1 

Ein Resist vom Positivtyp (Handelsbezeichnung FPM 210; 
Daikin Industries, Ltd.) wurde durch Schleuderbeschichtung 
in einer Dicke von 0,6 pm auf ein Glassubstrat aufgebracht. 
Nach 30-mintttigem Vorbrennen bei 180°C wurde der Resist- 
ttberzug mit einem Streif enmuster von UV-Strahlen belichtet 
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und mit einer ausschliesslich flir diesen Resist bestinmten Vorbehandlungs- 
losung und anschliessend mit einer SpOlflttssigkeit behandelt, wodurch man 
ein Resistmuster erhielt. Die gesamte FlSche des Resistmusters wurde 
mit UV-Strahlen bestrahlt, um den Resist in der Entwick- 
lungslSsung liSslich zu machen. Das Glassubstrat mit dem Re- 
sistmuster und ein mit Pb-Phthalocyanin geffllltes MolybdSn- 
schiffchen wurden in eine Vakuumbedampfungskammer , die so- 
dann evakuiert wurde, gebracht. Das Pb-Phthalocyanin wurde 
aus der Dampf phase in einer Dicke von etwa 0,2 ^im (2000 ft) 
auf dem Resistmuster und auf den vom Resist befreiten Be- 

reichen des Substrats durch Erhitzen des Schiffchens auf 

o -5 
eine Temperatur von 450 bis 550 C bei einem Vakuum von 10 

bis 10~** Torr abgeschieden. 

Auf die gleiche Weise wurde ein Isoindolinonpigment (Han- 
delsbezeichnung Fastogen Super Yellow GROH; Dainippon Inc. 
and Chemicals, Inc.) aus der Dampf phase in einer Dicke von 
etwa 0,4 ^im (4000 %) abgeschieden. Anschliessend wurde der 
erhaltene Schichtstoff in die vorstehend erwShnte Entwick- 
lungslfisung getaucht, um unter Ruhren das Resistmuster weg- 
zulfisen. Dabei wurden unnStige Bereiche der Bedampfungs- 
schicht, d.h. die auf dem Resistmuster liegenden Bereiche, 
entfernt. Somit erhielt man ein Streif enmuster einer griin- 
gefSrbten Schicht auf dem Glassubstrat. 

Das Spektrum der grUngefSrbten Schicht ist in Kurve 10 von 
Fig. 7 wiedergegeben. Daraus ergibt sich, dass die grtinge- 
fSrbte Schicht gute spektrale Grtineigenschaf ten aufweist, 
die im blauseitigen Bereich (blaue und kUrzere Lichtwellen 
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werden weitgehend oder vollstandig absorbiert) im Vergleich 
zu den spektralen Eigenschaf ten von Pb-Phthalocyanin allein 
(Kurve 8) korrigiert sind. Diese Korrektur wird durch die 
Kombination mit Fastgen Super Yellow GROH (Kurve 9) erreicht. 

Beispiele 2 bis 4 

Griingefarbte Schichten wurden auf die gleiche Weise wie in 
Beispiel 1 hergestellt, mit der Abanderung, dass folgende 
Pigmente als gelbe Isoindolinonpigmente verwendet wurden: 
Beispiel 2: Kayaset Yellow E-2RL (Nihon Kayaku Co., Ltd.) 
Beispiel 3: Kayaset Yellow E-3RL 176 (Nihon Kayaku Co., Ltd.) 
Beispiel 4: Irgazin Yellow 3RLTN (Ciba-Geigy Corp.) 

Samtliche erhaltenen griinen Farbschichten wiesen verbesser- 
te spektrale Eigenschaf ten ahnlich denen der griinen Farb- 
schicht von Beispiel 1 auf. 

Beispiel 5 

Ein Glassubstrat wurde nacheinander mit einem Resistmuster 
von 0,6^ Dicke, einer aufgedampf ten Cu-Phthalocyanin- 
schicht von etwa 0,13,11m (1300 S) und einer aufgedampften 
Schicht eines Anthraehinonpigments (Handelsbezeichnung 
Chromophthal Yellow AGR; Ciba-Geigy Corp.) von etwa 0,4 jim 
Dicke (400 8) gemSss Beispiel 1 beschichtet. Anschliessend 
wurde der erhaltene Schichtstoff in eine ausschliesslich fiir den 
Resist bestlmmte Ehtwicklungslbsung (die gleiche Losung wie sie vorstehend 
fOr die Bildung des Resistmusters verwendet wurde )getaucht, um das Resistmu- 
ster unter RUhren zu 16sen. Dabei WU rden die unnStigen Bereiche 
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der aufgedampf ten Schichten entfernt. Man erhielt ein auf 
dem Glassubstrat gebildetes Streif enmuster einer grtinge- 
fSrbten Schicht. 

Das Spektrum der griingefarbten Schicht 1st in Fig. 8 mit 
Kurve 12 wiedergegeben. Es ergibt sich, dass die grUngefSrbte 
Schicht gute spektrale Eigenschaf ten aufweist, die sich da- 
durch ergeben, dass die blauen Komponenten des Cu-Phthalo- 
cyaninspektrums (Kurve 13) unter Verwendung von Chromophthal 
Yellow AGR (Kurve 11), das blaue und kxlrzere Lichtwellen weit- 
gehend oder vollstandig absorbiert , beseitigt werden, wfihrend 
die erwiinschten Grtinkomponenten des Cu-Phthalocyaninspektrums 
erhalten bleiben. 

Beispiele 6 bis 12 

Grttngefarbte Schichten fur Farbf ilter wurden gemass Beispiel 5 
hergestellt mit der AbSnderung, dass die nachstehenden Phthalo- 
cyaninpigmente und Anthrachinonpigmente in Kombination mit- 
einander verwendet wurden. 

SSmtliche erhaltenen grtingefSrbten Schichten, die ein Strei- 
f enmuster bildeten, besassen verbesserte spektrale Eigen- 
schaf ten entsprechend der gefSrbten- Schicht von Beispiel 5. 
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Beispiel 
Nr. 



Phthalocyaninpigment 



Anthrachinonpigment 
(Warenbezeichnung) 



7 
8 
9 

10 

11 
12 



metallfreies Phthalo- 
cyanin 

Zn-Phthalocyanin 
Pb-Phthalocyanin 
Cu-Phthalocyanin 

metallfreies Phthalo- 
cyanin 

Zn-Phthalocyanin 
Pb-Phthalocyanin 



Chromophthal Yellow 
AGR (Ciba-Geigy Corp.) 



Bayplast Yellow E2G 
(Bayer AG) 



Beispiel 1 3 

Ein Glassubstrat wurde nacheinander mit einem Resistmuster 
von 0,6^10 Dicke, einer auf gedampf ten Cu-Phthalocyanin- 
schicht von etwa 0,2 ^im (2000 8) Dicke und einer aufge- 
dampften Schicht eines Chinacridonpigments (Handelsbezeich- 
nung Lionogen Magenta R; Toyo Ink. Co., Ltd.) von etwa 0,4 ^im 
(4000 2) Dicke gemass Beispiel 1 beschichtet. Anschliessend 
wurde der erhaltene Schichtstoff in die gleiche Entwicklungs- 
losung getaucht, wie sie vorstehend zur Bildung des Resist- 
musters verwendet wurde, um unter Riihren das Resistmuster 
wegzulosen. Dabei wurden unnotige Bereiche der auf gedampf ten 
Schicht entfernt. Man erhielt ein Streif enmuster der blau- 
gefarbten Schicht auf dem Glassubstrat. 

Das Spektrum der blaugef Srbten Schicht ist in Fig. 9 mit 
Kurve 14 wiedergegeben . Es ergibt sich, dass diese Schicht 
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verbesserte spektrale Eigenschaf ten im grUnen Bereich im 
Vergleich zu Cu-Phthalocyanin allein (Kurve 13) aufweist. 

Beispiele Ijl bis 16 

BlaugefSrbte Schichten wurden gemSss Beispiel 13 hergestellt, 
mit der AbSnderung, dass anstelle von Cu-Phthalocyanin die 
folgenden Phthalocyanine verwendet wurden: 
Beispiel 1*1: Metallfreies Phthalocyanin 
Beispiel 15: Zn-Phthalocyanin 
Beispiel 16: Ni-Phthaloeyanin 

SSmtliche erhaltenen blauen Farbschichten zeigten Shnlich 
wie die blaugefSrbte Schicht von Beispiel 13 verbesserte 
spektrale Eigenschaf ten. 
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FIG. 6 
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